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INFORMACOES SOBRE MATRICULA - 72 CHAMADA
CHAMADA ORAL

CURSOS TECNICOS — SUBSEQUENTE

O Instituto Federal Sul-rio-grandense (IFSul) Campus Pelotas, por meio do Departamento de
Registros Académicos (DERA), conforme edital 29 do Vestibular de Inverno 2026, convoca 0s
candidatos ausentes nas chamadas anteriores, a participarem do procedimento de chamada oral
para preenchimento de vagas remanescentes, conforme o exposto a seguir.

1) LOCAL DA CHAMADA ORAL

Campus Pelotas

Auditério EnildaFeistauer
Pracga Vinte de Setembro, 455
Centro — Pelotas/RS

Tel.: (53) 2123-1000

2) DATAS, HORARIOS E CURSOS

Dia 25/08/26 (terca-feira):

CURSOS TECNICOS SUBSEQUENTES

Cursos:

Técnico em Quimica

% Horario: 9h (os portdes seréo fechados as 9h30min)

3) VAGAS REMANESCENTES

CURSOS TECNICOS SUBSEQUENTES N° DE VAGAS REMANESCENTES

Técnico em Quimica — Turno Noite Acesso Universal 2




4) DISPOSICOES GERAIS

1. Os portdes de acesso ao local onde serérealizada a chamada oral serdo fechados no
horario marcado para o inicio da respectiva chamada.

2. Serdo chamados oralmente candidatos até o preenchimento de todas as vagas
remanescentes da tabela acima, ndo havendo, portanto, garantia de vaga aos
candidatos convocados, ainda que presentes na chamada oral.

3. Os candidatos classificados nas modalidades de cotas (L1, L2, L3, L4, L5,L6,L7,L8,L9e
L10) também concorrerdo as vagas no acesso universal, de acordo com a ordem de
classificacdo na lista de espera.

4. Asvagas remanescentes no sistema de Acesso Universal serdo preenchidas por candidatos
pertencentes a esse sistema de ingresso, obedecendo a ordem de classificacéo.

5. As vagas remanescentes no sistema de ingresso de Reserva de Vagas serdo preenchidas
por candidatos pertencentes a respectiva modalidade de concorréncia, obedecendo a
ordem de classificacdo e ao seguinte:

a) havendo vaga remanescente do grupo L1 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L4, grupo L3;

b) havendo vaga remanescente do grupo L2 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L1, grupo L4, grupo L3;

c) havendo vaga remanescente do grupo L3 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L2, grupo L1;

d) havendo vaga remanescente do grupo L4 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L3, grupo L2, grupo L1.

e) havendo vaga remanescente do grupo L5 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L1 grupo L2, grupo L4,
grupo L3;

f) havendo vaga remanescente do grupo L6 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L1, grupo L4,
grupo L3;

g) havendo vaga remanescente do grupo L7 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L3, grupo L4, grupo L2,
grupo L1,

h) havendo vaga remanescente do grupo L8 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L3, grupo L2,
grupo L1.

I) havendo vaga remanescente do grupo L9 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L2, grupo L5, grupo L6,
grupo L1, Acesso Universal;



J) havendo vaga remanescente do grupo L10 e ndo havendo candidato, a referida vaga sera
oferecida aos demais grupos, obedecendo a seguinte ordem: grupo L4, grupo L7, grupo L8,
grupo L3, Acesso Universal.

6. Nao havendo candidatos suficientes para preencher as vagas garantidas a optantes pelo
sistema de ingresso de Reservas de Vagas para egressos do ensino publico, as mesmas
voltardo ao sistema de ingresso por Acesso Universal.

7. A chamada oral serd presencial, logo, se o candidato ausente for chamado, perdera
sumariamente direito a ocupacgéo da vaga, sendo chamado o candidato seguinte. Todos 0s
candidatos devem estar no local indicado na tabela acima para assinatura da Ata de
Presenca, antes do inicio da chamada oral (horario de fechamento dos portdes).

8. Somente os candidatos presentes nesta chamada oral, que assinarem a Ata de Presenca,
poderdo ser convocados no site do processo seletivo, caso surjam novas vagas.

9. Somente sera permitido acesso ao local da chamada ao candidato ou ao seu procurador,
bem como, quando for o caso, ao seu responsavel legal (para candidatos menores de 18
anos).

10.Durante a chamada os presentes deverdo manter siléncio e prestar atencdo aos
procedimentos e, em caso de manifestacdes que prejudiguem o bom andamento do
processo, os candidatos serdo advertidos e poderdo ser convidados a se retirar do local, o
que acarretara na perda da vaga.

11.Ap6s a realizagdo da chamada oral ndo sera permitida a permanéncia no interior do
Auditorio.

5) DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PARTICIPACAO NA CHAMADA ORAL

Para participacdo na chamada oral seré necessario apenas o documento de identificacdo
do candidatou ou do seu representante legal.

Estudantes menores:

- Pai, mée ou representante legal com comprovacao através de documento com foto (a
presenca do candidato menor de idade ndo é necessaria).

- Terceiros através de procuracdo (Anexo 1 - modelo de procuracdo, ndo necessita de
autenticacao).

Estudantes maiores:

- 0 préprio candidato;
- pai, mae ou terceiros, através de procuracédo (Anexo 1 - modelo de procuracdo,ndo
necessita de autenticacao).



6) INFORMACOES SOBRE MATRICULA

Todos os candidatos classificados/nomeados na chamada oral devem ler atentamente e

na integra os documentos oficiais com as informacdes sobre a matricula, acessando o site do
processo seletivo do IFSul (https://processoseletivo.ifsul.edu.br/vestibular-2026-2)

9)

h)

Documentos para matricula:

Copia digitalizada de 01 (uma) fotografia 3x4 (trés por quatro) recente;

Copia digitalizada da Cédula de identidade;

Cépia digitalizada da Certidao de nascimento

Cédpia digitalizada do CPF;

Copia digitalizada do comprovante de residéncia - Comprovante de residéncia (conta de luz, 4gua, aluguel ou telefone) ou
da declaracéo de préprio punho assinada pelo candidato;

Para a Forma Subsequente (ACESSO UNIVERSAL): cépia digitalizada do histérico escolar do ensino médio
completo, contendo texto de conclusdo, ou Cdpia digitalizada do atestado de conclusdo do ensino médio;

Comprovante de quitacdo com o servico militar obrigatdrio (carteira de reservista), para candidatos do sexo masculino
maiores de 18 anos ou que completem 18 anos no ano corrente;

Titulo de eleitor e certificado de quitacdo eleitoral, para candidatos brasileiros, natos ou naturalizados maiores de 18 anos.

7) FORMAS DE CONTATO PARA ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS

Telefone: (53) 2123 10 61 de segunda a sexta das 9h as 19h
E-mail: pl-tecnico@ifsul.edu.br

8) CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A CHAMADA ORAL

O Anexo 2 apresenta a relacdo de candidatos convocados para a chamada oral.


https://processoseletivo.ifsul.edu.br/vestibular-2026-2
mailto:pl-tecnico@ifsul.edu.br

ANEXO 1

PROCURACAO
Eu, , RG:
, CPF: , hacionalidade :
estado civil : residente e domiciliado em
, homeio e constituo como meu bastante
procurador RG:
, CPF: : residente e domiciliado em

, com o fim especifico de me

representar junto ao Instituto Federal Sul-rio-grandense para realizar minha matricula no curso de

desta Instituicéo.

, de de 20

Assinatura.



ANEXO 2

CANDIDATOS CONVOCADOS PARA A CHAMADA ORAL

CURSO TECNICO SUBSEQUENTE

TECNICO EM QUIMICA - TURNO NOITE

Acesso Universal - 2 vagas

1. Camily Vitéria Werner Thurow

2. Emanoele Guerreiro

3. Vinicius Bica Mendes Da Silva

4. Viviane Da Porciuncula Bruno

5. Estephani Fernanda Grill Garcia

6. Gustavo Gongalves Ferreira Da Rocha
7. Yasmin Costa Correa

8. isis Anhanha Alonso

9. Laila Krizel Dos Santos

10. Laila Andrade De Souza

11. Daniel Rogério Da Silva Belem

12. Rochele De Moura Isnardi Moraes Farias
13. Cristine Nickel Schmalfuss Elias

14. Nara Cristina Dutra Cardoso

15. Carmem Helwig

16. Vilson William Meireles Silveira

17. Lidiane Dos Santos Fernandes

18. Lilian Da Costa Amaral

19. Manoela Montiel Pereira

20. Mauricio Nogueira De Oliveira

21. Flavia Rafaela Braga Rodrigues

22. Geovanna De Almeida Pontes

23. Arthur Souto Da Silva

24. Natalia Timm De Castro

25. Yrana Da Silva Arruda

26. Geovana Zimmermann Porciuncula
27. Regis Da Silva Daneris

28. Mayara Gomes De Aguiar

29. Airton Rodrigues Cardoso

30. Alice Chevarria Signor

31. Marcelle Davet De Barros

32. Rhayane Tavares Buchhorn Venzke
33. Larissa Porto Maciel

34. Matheus Fernando Lopes Da Silva
35. Yslaine Amaral Sena

36. Lucas Anderson De Carvalho



37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54,
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Alice Rheingantz Martins

Raissa Braun Costa

Bruna Estelita Bernardi Avila
Lara Das Neves Hespanhol
Felipe Almeida Caucero De Lima
Karina Jobim Pinto

Carlos Eduardo Pereira De Matos
Marina Chan Boemeke Martins
Deise Padilha Da Silva

Rejane Zdia Alexandre
Fernanda Cristiane Tavares Kilque
Maria Eduarda Silveira Barros
Fernanda Oliveira Gongalves
Aline Souza Das Neves

Carina Ribeiro Farias

Aline Acosta De Sousa

Evelyn Barbosa Coelho

Ulysses De Lima Leal

Stéfani Silveira Peters

Gustavo Yokemura Morales
Eduarda Petité Da Conceicao
Beatriz Manfro Silva Da Cunha
Lucas Rosa Da Silva

Vania Lemes De Lima Ferreira
Daiane Victoria

Ana Leoni Pereira De Oliveira
Luiza De Azevedo Kammer
Kamila Vasconcelos Da Rosa
Taiana Lopes De Souza Domingues
Leticia Dorneles Machado
Dener Thiago Couto Fernandes
Douglas Lessa Da Silva

Luize Carvalho Oliveira

Amanda Sias Casarin

Julia Davila Dos Santos Rezende
Cleonice De Souza Gongalves



